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REF: Expediente No. 05-080283 — Solicitud de patente de invencion a
favor de ORTLOFF ENGINEERS LTD.

Respuesta a oficio No. 6334 de 16 de mayo de 2008

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No.
57492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad ORTLOFF
ENGINEERS LTD, segin lo acredita el documento de poder presentado ante
esa Divisjon, me permito dar respuesta a las observaciones de caracter técnico
y juridico| relacionadas con la patentabilidad, para la concesion de la patente de
acuerdo con la Decisidén 486 segln el éoncepto técnico No. 1201 notificado por
fijacién lista de fecha 16 de mayo de 2008 y cuyo término de respuesta fue
prorrogado mediante memorial radicado el 13 de agosto de 2008.

Con respecto a las objeciones del Sefior Examinador en referencia a la
ambigledad de los términos utlizados en las reivindicaciones, es deseo del
solicitante poner a consideracion que estas expresiones son entendidas y
aceptadas ampliamente en el estado de la técnica, por lo tanto para un técnico
versado/en la materia son completamente entendibles. Inclusive este tipo de

lenguaje ha sido previamente aceptado por la oficina colombiana de patentes.

Por otrg lado, con el fin de superar las objeciones realizadas por el Sefior
Examinador con respecto a la falta de concisién en el objeto a proteger y a la

unidad de invencién de las reivindicaciones, se adjunta un nuevo capitulo
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reivindicatorio con 1-23 reivindicaciones, que elimina las reivindicaciones de

aparato y contiene una Unica reivindicacion independiente de proceso,

superando asi todas las objeciones formuladas.

I
}

' Por lo abterior, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones a la

: presente{ solicitud, con base en las reivindicaciones corregidas anexas, las

cuales nb adicionan materia nueva, no afectan en ningln sentido el alcance de

la invencién y, en opinion del solicitante, cumplen con todos los requisitos

establecidos en la Decision 486.

De la Sefiora Jefe,

Atentamepte, j
Sy S0 %

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
T.P. Nq. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402

Bogot4, 15 de septiembre de 2008
MEV/MXBG

Anexos
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1.

REIVINDICACIONES

Un proceso para separar una corriente de gas que contiene metano,
componentes C2, componentes C3 y componentes de hidrocarburos mas
pesados en una fraccion de gas residual volatil y una fraccion relativamente
menos volatil que contiene una porcion mayor de dichos componentes C2,
componentes C3 y componentes de hidrocarburos mas pesados o dichos
componentes C3 y componentes de hidrocarburos mas pesados,

caracterizado porque en dicho proceso:

(1) dicha corriente de gas es dividida en dos corrientes una primera y una

segunda;

(2) dicha primera corriente es enfriada para condensarla casi por completo
y luego es expandida hasta una presion inferior con lo cual se enfria adn

mas,

(3) dicha primera corriente enfriada y expandida es suministrada después
en una primera posicion de alimentacion en la parte media de dicha

columna de destilacién;

(4) dicha segunda corriente es expandida hasta dicha presion inferior y es
suministrada a dicha columna de destilacion en una segunda posicién de

alimentacion en la parte media de la columna;

(5) se retira una corriente de destilacion de vapor desde una regidon de
dicha columna de destilacion debajo de dicha segunda corriente expandida
y es enfriada lo suficiente como para condensar al menos una parte del

mismo, con lo cual se forma una corriente de vapor residual y una corriente

condensada;

(6) al menos una porcion de dicha corriente condensada es suministrada a
dicha columna de destilacién en una posicion de alimentacion en la parte

superior,;

(7) se retira la corriente de vapor de la cabeza de la regién superior de
dicha columna de destilacion y se direcciona hacia una relaciéon de
intercambio de calor con dicha corriente de destilacion de vapor y se

calienta, con lo cual suministra al menos una porcion del enfriamiento del




paso (4) y a continuacion descarga al menos una porcion de dicha corriente

calentada de vapor de la cabeza como dicha fraccion de gas residual volatil;

y

(8) las cantidades y temperaturas de dichas corrientes de alimentacion en
dicha columna de destilacidén son eficaces para mantener la temperatura de
la cabeza de dicha columna de destilacion en una temperatura tal que se
recuperan porciones grandes de los componentes de dicha fraccion

relativamente menos volatil.

Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 1, donde dicha corriente de gas
es enfriada bajo presion previamente a su division en dichas primera y

segunda corriente.
Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 2, dénde:

(A) se retira la corriente de vapor excedente de la regién superior de dicha
columna de destilacién y se combina con dicha corriente de vapor residual

para formar una corriente combinada de vapor; y

(B) dicha corriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcion del enfriamiento del
paso (5) y a partir de esto se descarga al menos una porcién de dicha
corriente combinada de vapor caliente como dicha fraccidon de gas residual
volatil.

Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 1, dénde en seguida de la
divisién de la corriente en la primera y la segunda corriente, dicha segunda

corriente es enfriada bajo presion.

Un proceso de acuerdo a la reivindicacién 4, donde:

(A) se retira la corriente de vapor excedente de la region superior de dicha
columna de destilacion y se combina con dicha corriente de vapor residual

para formar una corriente combinada de vapor; y

(B) dicha corriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de

intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacién y se
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calienta, de modo que se provee al menos una porcion del enfriamiento del
paso (5) y a partir de esto se descarga al menos una porcion de dicha
corriente combinada de vapor caliente como dicha fraccion de gas residual

volatil,

Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 1, donde previo a cualquier

division:

(A) dicha corriente de gas es calentada lo suficiente para condensarse

parcialmente;

(B) dicha corriente de gas parcialmente condensada es separada de modo

que se provee una corriente de vapor y al menos una corriente de liquido,

|

(C) dicha corriente de vapor es dividida a partir de esto en una primera y

una segunda corriente;

(D) dicha primera corriente es enfriada para condensarla casi por completo
y luego de esto es expandida a dicha inferior presion en la cual es enfriada

aln mas;

(E) dicha primera corriente enfriada y expandida es suministrada despues
en juna primera posicion de alimentacion en la parte media de la columna

de destilacion;

f
(F) dicha segunda corriente es expandida hasta dicha presion inferior y es
suministrada a dicha columna de destilacion en una segunda posicion de

alimentacion en la parte media de dicha columna;

(G) al menos una porcion de dicha al menos una corriente de liquido es
expandida a dicha presion inferior y es suministrada a dicha columna de
destilacién en una tercera posicion de alimentacion en la parte media de

dicha columna;:
Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 6, dénde:

(i) se retira la corriente de vapor excedente de la regidn superior de dicha
cilumna de destilacion y se combina con dicha corriente de vapor residual

para formar una corriente combinada de vapor; y



(i) dichajcorriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcion del enfriamiento del
paso (5) y a partir de esto se descarga al menos una porcion de dicha

corriente combinada de vapor caliente como dicha fraccion de gas residual

volatil.
Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 6, donde:

(i) dicha primera corriente se combina con al menos una porcién dicha de al
menos una corriente de liquido para formar una corriente combinada y
dicha corriente combinada es condesada casi por completo y luego de esto

es expandida a dicha presion inferior donde es enfriada ain mas;

(i) dicha corriente combinada expandida y calentada es suministrada
después en una primera posicion de alimentacion en la parte media de la

columna de dicha columna de destilacion;

(iii) cualquier procién remanente de dicha al menos una corriente de liquido
es expandida a dicha presion inferior y es sumnistrada a la columna de
destilacion en una tercera posicion de alimentacion en la parte media de

dicha columna.
Un proceso de acuerdo a la reivindicacién 4, donde:

(A) se retira la corriente de vapor excedente de la region superior de dicha
columna de destilacion y se combina con dicha corriente de vapor residual

para formar una corriente combinada de vapor; y

(B) dicha corriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcién del enfriamiento del
paso (5) y a partir de esto se descarga al menos una porcién de dicha
corriente combinada de vapor caliente como dicha fraccion de gas residual

volatil.



10.

11.

12.

Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 4, dénde:

(A) dicha segunda corriente es enfriada bajo presion lo suficiente para

condensarse parcialmente;

(B) jdicha segunda corriente parcialmente condensada es separada de
modo que se provee una corriente de vapor y al menos una corriente de
liquido;

|
(C) dicha corriente de vapor es expandida a dicha presion inferior y
sumnistrada a dicha columna de destilacion en una segunda posicion de

alimentacion en la parte media de dicha columna,; y

(D) al menos una porcién de dicha al menos una corriente de liquido es
expandida a dicha presion inferior y es suministrada a dicha columna de
destilacién en una tercera posicion de alimentacion en la parte media de

dicha columna;
Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 10, donde:

(A) se retira la corriente de vapor excedente de la region superior de dicha
columna de destilacién y se combina con dicha corriente de vapor residual

para formar una corriente combinada de vapor; y

(B) dicha corriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcion del enfriamiento del
paso (5) y a partir de esto se descarga al menos una porcidén de dicha
corriente combinada de vapor caliente como dicha fracciéon de gas residual

volatil.
Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 2, dénde:

(A) dicha primera corriente expandida y calentada es suministrada a una
primera posicion de alimentacién en la parte media de la columna de
destilacion a un dispositivo de contacto y separacion que produce una
corriente de vapor excedente y una corriente superior de liquido, con lo
qual dicha corriente superior de liquido es sumnistrada a dicha columna de

destilacién;




(B) dicha segunda corriente expandida es suministrada a dicho dispositivo
de contacto y separacién en una segunda posiciéon de alimentacién en la

parte media de dicha columna de destilacion;

(C) se retira una corriente de vapor de destilacion de la region superior de
dicha columna de destilacion y es calentada lo suficiente como para
condensar al menos una parte de la misma, formando una corriente de

vapor residual y una corriente condensada;

(D) al menos una porcion de dicha corriente condensada es suministrada a
dicho dispositivo de contacto y separacién en una primera posicién de

alimentacién;

(E) dicha corriente de vapor excedente se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcion del enfriamiento del
paso (C) y a partir de esto se descarga al menos una porcién de dicha
corriente combinada de vapor excedente caliente como dicha fraccion de

gas residual volatil; y

(F) las cantidades y temperaturas de dichas corrientes de alimentacion a
dicho dispositivo de contacto y separacién son efectivas para mantener la
temperatura de excedente de dicho dispositivo de contacto y separacion a
un temperatura a través de la cual las porciones mayores de los
componentes en dicha procion relativamente menos volatil son

recuperados.

13. Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 12, donde:

(i) la corriente de vapor excedente se combina con dicha corriente de vapor

residual para formar una corriente combinada de vapor; y

(i) dicha corriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacién y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcion del enfriamiento del
péso (C) y a partir de esto se descarga al menos una porcién de dicha
carriente combinada de vapor caliente como dicha fraccion de gas residual

vaolatil.




14. Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 4, donde:

(A) dicha primera corriente expandida y calentada es suministrada a una
primera posicion de alimentacion en la parte media de la columna de
destilacién a un dispositivo de contacto y separacidon que produce una
corriente de vapor excedente y una corriente superior de liquido, con lo
cual dicha corriente superior de liquido es sumnistrada a dicha columna de

destilacion;

(B) dicha segunda corriente es enfriada y luego expandida a dicha presion
inferior y es suministrada a dicho dispositivo de contacto y separacién en
una segunda posicion de alimentacion en la parte media de dicha columna

de destilacién;

(C) se retira una corriente de vapor de destilacion de la region superior de
dicha columna de destilacion y es calentada lo suficiente como para
condensar al menos una parte de la misma, formando una corriente de

vapor residual y una corriente condensada;

(D) al menos una porcién de dicha corriente condensada es suministrada a
dicho dispositivo de contacto y separacién en una primera posicion de

alimentacion;

(E) dicha corriente de vapor excedente se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcion del enfriamiento del
paso (C) y a partir de esto se descarga al menos una porcidén de dicha
corriente combinada de vapor excedente caliente como dicha fraccion de

gas residual volatil; y

(F) las cantidades y temperaturas de dichas corrientes de alimentacion a
dicho dispositivo de contacto y separacion son efectivas para mantener la
temperatura de excedente de dicho dispositivo de contacto y separacién a
un temperatura a través de la cual las porciones mayores de los
componentes en dicha procion relativamente menos volatii  son

recuperados.




15.Un prodeso de acuerdo a la reivindicacion 14, donde:

(i) la corriente de vapor excedente se combina con dicha corriente de vapor
residual para formar una corriente combinada de vapor; y
|

(ii) dicha corriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcion del enfriamiento del
paso (C) y a partir de esto se descarga al menos una porcion de dicha
corriente combinada de vapor caliente como dicha fraccion de gas residual

volatil.

16. Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 6, donde:
@
(i) dicha primera corriente expandida y calentada es suministrada a una
primera posicion de alimentacion en la parte media de la columna de
destilacion a un dispositivo de contacto y separacion que produce una
corriente de vapor excedente y una corriente superior de liquido, con lo
cual dicha corriente superior de liquido es sumnistrada a dicha columna de

destilacion;

(i) dicha segunda corriente es expandida a dicha presion inferior y es
suministrada a dicho dispositivo de contacto y separacion en una segunda

. posicién de alimentacion en la parte media de dicha columna de destilacion;

(iii) al menos una porcién de dicha al menos una corriente de liquido es
expandida a dicha presion inferior y es suministrada a dicho dispositivo de
contacto y separacion en una tercera posicion de alimentacion en la parte

media de dicha columna de destilacion;

(iv) se retira una corriente de vapor de destilacion de la regiéon superior de
dicha columna de destilacion y es enfriada lo suficiente como para
condensarse por lo menos en parte, de modo que se forma una corriente

de vapor residual y una corriente condensada;

(v) al menos una porcion de dicha corriente condensada es suministrada a
dicho dispositivo de contacto y separacién en una primera posicion de

alimentacion;
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(vi) dicha corriente de vapor excedente se direcciona hacia una relacion de

intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcion del enfriamiento del
paso |(iv) y a partir de esto se descarga al menos una porcién de dicha
corrignte de vapor excedente caliente como dicha fraccion de gas residual

volatil; y

(vii) las cantidades y temperaturas de dichas corrientes de alimentacién a
dicho dispositivo de contacto y separacion son efectivas para mantener la
temperatura de excedente de dicho dispositivo de contacto y separacion a
un temperatura a través de la cudl las porciones mayores de los
componentes en dicha procion relativamente menos volatil  son
rec perados.

17. Un/proceso de acuerdo a la reivindicacion 16, donde:

a corriente de vapor excedente se combina con dicha corriente de vapor

(i)

residual para formar una corriente combinada de vapor; y

(i) dicha corriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
cdlienta, de modo que se provee al menos una porcién del enfriamiento del
paso (iv) y a partir de esto se descarga al menos una porcion de dicha

corriente combinada de vapor caliente como dicha fraccion de gas residual

18. *n proceso de acuerdo a la reivindicacion 8, donde:
|
(P) dicha primera corriente expandida y calentada es suministrada a una
rimera posicion de alimentaciéon en la parte media de la columna de
estilacion a un dispositivo de contacto y separacidén que produce una
orriente de vapor excedente y una corriente superior de liquido, con lo
ual dicha corriente superior de liquido es sumnistrada a dicha columna de

destilacion;

(b) dicha segunda corriente es expandida a dicha presion inferior y es
suministrada a dicho dispositivo de contacto y separacion en una segunda

posicion de alimentacion en la parte media de dicha columna de destilacion;
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(¢) cualquier procién remanente de dicha al menos una corriente de liquido

es expandida a dicha presion inferior y es sumnistrada a dicho dispositivo
de contacto y separacion en una tercera posicién de alimentacion en la

parte media de dicha columna de destilacion,

(d) se retira una corriente de vapor de destilacion de la region superior de
dicha columna de destilacion y es enfriada lo suficiente como para
condensarse por lo menos en parte, de modo que se forma una corriente

de vapor residual y una corriente condensada;

(e) al menos una porcion de dicha corriente condensada es suministrada a
dicho dispositivo de contacto y separacién en una primera posicion de

alimentacion;

(f) dicha corriente de vapor excedente se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcidén del enfriamiento del
paso (iv) y a partir de esto se descarga al menos una porcion de dicha
corriente de vapor excedente caliente como dicha fraccion de gas residual

volatil; y

(9) las cantidades y temperaturas de dichas corrientes de alimentacion a
dicho dispositivo de contacto y separacion son efectivas para mantener la
temperatura de excedente de dicho dispositivo de contacto y separacion a
un temperatura a través de la cual las porciones mayores de los
componentes en dicha prociébn relativamente menos volatii son

recuperados.
19. Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 18, dénde:

(i) la corriente de vapor excedente se combina con dicha corriente de vapor

residual para formar una corriente combinada de vapor; y

(i) dicha corriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcién del enfriamiento del
paso (d) y a partir de esto se descarga al menos una porcion de dicha
corriente combinada de vapor caliente como dicha fraccién de gas residual

volatil,



20. Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 14, donde:

(i) dicha segunda corriente es expandida a una presion suficiente como

para condensarla en parte ;

(i) dicha segunda corriente parcialmente condensada es separada para

suministrar una corriente de vapor y al menos una corriente de liquido;

(ili) dicha corriente de vapor es expandida a dicha presion inferior y es
suministrada a dicho dispositivo de contacto y separacién en una segunda
posicion de alimentacion en la parte media de dicha columna de destilacion;

(iv) al menos una porcidon de dicha al menos una corriente de liquido es
expandida a dicha presion inferior y es suministrada a dicho dispositivo de
contacto y separacion en una tercera posicion de alimentacion en la parte

media de dicha columna de destilacion;

(v) se retira una corriente de vapor de destilacion de la region superior de
dicha columna de destilacion y es enfriada lo suficiente como para
condensarse por lo menos en parte, de modo que se forma una corriente

de vapor residual y una corriente condensada;

(vi) al menos una porcién de dicha corriente condensada es suministrada a
dicho dispositivo de contacto y separacion en una primera posicion de

alimentacion;

(vii) dicha corriente de vapor excedente se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacion y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcién del enfriamiento del
paso (v) y a partir de esto se descarga al menos una porcion de dicha
corriente de vapor excedente caliente como dicha fraccion de gas residual

volatil; y

(vii) las cantidades y temperaturas de dichas corrientes de alimentacion a
dicho dispositivo de contacto y separacion son efectivas para mantener la
temperatura de excedente de dicho dispositivo de contacto y separacion a
un temperatura a través de la cudl las porciones mayores de los
componentes en dicha procion relativamente menos volatil son

recuperados.




21.

22.

23.

Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 20, dénde:

(a) la corriente de vapor excedente se combina con dicha corriente de vapor

residual para formar una corriente combinada de vapor; y

(i) dicha corriente combinada de vapor se direcciona hacia una relacion de
intercambio de calor con dicha corriente de vapor de destilacién y se
calienta, de modo que se provee al menos una porcién del enfriamiento del
paso (v) y a partir de esto se descarga al menos una porcion de dicha
corriente combinada de vapor excedente caliente como dicha fraccion de

gas residual volatil.

Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10 u 11,

dénde:

(1) dicha corriente condensada se divide en al menos una primera y una

segunda porcién;

(2) dicha primera porcion es suministrada a dicha columna de destilacion en

una primera posicién de alimentacion; y

(3) dicha segunda corriente es suministrada a dicha columna de destilacion
en una posicion de alimentacion en substancialmente la misma region

dénde dicho vapor de destilacion es retirado;

Un proceso de acuerdo a la reivindicacion 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
0 21, donde:

(1) dicha corriente condensada se divide en al menos una primera y una

segunda porcién;

(2) dicha primera porcion es suministrada a dicho dispositivo de contacto y

separacion en una primera posicion de alimentacion; y

(3) dicha segunda corriente es suministrada a dicha columna de destilacion

en una primera posicién de alimentacion.
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No. Sol. | yternacional PCTIUS2004/004206

Fecha de Presentacion Internal. 12 de febrero de 2004
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Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. escripcion: Folios: 81a125 tal como se radico
inicialmente

1.2. heivindicaciones: Folios 126 a 231 tal como se radicd

iniciaimente
Folios 289 a 300 tal como se modificé el 16 de
! septiembre de 2008
|
1.3. Dibujos: Folios 236 a 241 tal como se radicod
inicialmente
1.4.  Prioridad:
Fecha 25 de febrero de 2003
Pais Estados Unidos
NOmero 60/449772

2. Maodificaciones (articulo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT)

Se ageptan las modificaciones realizadas por el solicitante toda vez que no
amplian el objeto inicial de la solicitud.

3. Analisis de la Prioridad

Se aceptan las prioridades, toda vez que corresponden a la misma materia de la
solicitud en estudio

bjeto de la invencion

Titulo de la solicitud (folio 1)
PROCESAMIENTO DE GASES DE HIDROCARBUROS
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» Las reivindicaciones 1 a 23 de la solicitud en estudio se refieren a
procesos para tratamientos de gases de hidrocarburos.

+ Los anteriores procedimientos y aparatos buscan mejorar las técnicas
existentes en la separacién de gases de hidrocarburos.

e La Clasificaciéon Internacional de Patentes (IPC) para esta solicitud es
F25J43/02.

5. De la solicitud de Patente
5.1. Descripcidn (articulo 28 D. 486)

La descripcion si cumple con el requisito de claridad o comprensién de
acuerdo al art. 28 de la Decision 486.

ciones (articulo 30 D 486)

Realizadas las modificaciones al capitulo reivindicatorio, este define, es claroy
conciso y ademas esta lo suficientemente sustentado por la descripcion. Por lo
anterior, las reivindicaciones si cumplen con el art. 30 de la Decisién 486.

6. Unidad de invencién (articulo 25 D 486)

Realizadas las modificaciones, segiin los requerimientos realizados en el art. 45,
el capitulo reivindicatorio estudiado se refiere a una invencién o a un grupo de
invenciones relacionadas pero que conforman un unico concepto inventivo. Por lo
anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de invencion de
acuerdo al art. 25 de la Decisidn 486.

7. Es una invencion (articulo 15 D 486 literal a)-f))

Estudiado el capitulo reivindicatorio, el objeto de la solicitud puede considerarse
como invencion por no encontrarse dentro de lo estipulado en el art. 15 de la
Decisién 486

8. Excepcidn a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal a)-d))

Estudiado el capitulo reivindicatorio, el objeto de la solicitud no se encuentra
dentro del aicance de las excepciones sefialadas en la legislacion, por lo que el
objeto de la solicitud puede ser patentable de acuerdo a lo estipulado en el art. 20
de la Decision 486.

9. Reivindicaciones relativas a un uso o0 a un segundo uso (articulos 14 y 21
D 486)

En la presente solicitud no se encuentran reivindicaciones de uso; el objeto de la
solicitud corresponde a un producto y/o un procedimiento. Por lo anterior, la
materia contenida en las reivindicaciones es invencion.

10. Determinacion del Estado de la Técnica

o La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica
es 25 de febrero de 2003

» Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes
utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontré documento
alguno relacionado con el objeto de la solicitud.
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11.Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

1.1

Novedad [articulo 16 D486)

Las reivindicaciones estudiadas corresponden de la nimero 1 a la 23 en
los folios|289 a 300

De acuerdo con el numeral 10, no se encontré dentro del estado de la
técnica, documento alguno que evidenciara la existencia de la invencion.
Por consiguiente se concluye que la presente solicitud es novedosa de
acuerdo|a lo estipulado en el art. 16 de la Decisién 486 de la Comision de
la Comunidad Andina.

. Nivel inventivo

Las reivindicaciones estudiadas corresponden de la nimero 1 a la 23 en
los folios 289 a 300

No se encontré dentro del estado de la técnica, de acuerdo al numeral 10,
documento alguno que afecte el nivel inventivo. El proceso es desarrollado
de manera precisa y no es posible, para un técnico que entienda del arte,
considarar que se deriva de documentos previos

Por consiguiente se concluye que la presente solicitud tiene nivel inventivo
de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decisién 486 de la Comision
de la Qomunidad Andina.

. Aplicaqion industrial (articulo19 D 486)

Las reivindicaciones estudiadas corresponden de la numero 1 a la 23 en
los folios 289 a 300

La presente invencién si tiene Aplicacion Industrial ya que su objeto puede
ser aplicado en la industria de hidrocarburos

12. Conclusion

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder
las reivindicaciones: 1 a la 23 en los folios 289 a 300

Bogota, D.

202003

., 1 de diciembre de 2009
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